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@ Gleitlagerteil fiir ein Flussigmetallgleitlager mit einer an eine im Betrieb mit Flussigmetall benetzte 
Lagerflache angrenzenden Flache 

(g) Die Erfindung betrifft ein Gleitlagerteil (6, 8, 9, 10) fur ein 
Flussigmetallgleitlager (7), welches Gleitlagerteil (6, 8, 9, 10) 
eine im Betrieb an eine mit Flussigmetall (20) benetzte 
Lagerflache {11 bis 16) angrenzende Flache (21 bis 26) 
aufweist. Diese ist mit einer nach einem PVD-Verfahren 
aufgebrachten Schicht {28 bis 33) eines als Antibenetzungs- 
mittel fur das Flussigmetall (20) wirksamen Materials, z. B, 
Aluminiumoxid (Al 2 0 3 ) Oder Titanoxid (Ti0 2 ), versehen. 
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Die Erfindung betrifft ein Gleitlagerteil fur ein Flus- 
sigmetallgleitlager, welches Gleitlagerteil eine im Be- 
trieb an eine mit FlQssigmetall benetzte Lagerflache an- 5 
grenzende Flache aufweist 

FIQssigmetallgleitlager werden beispielsweise bei 
Rontgenrohren zur Lagerung der Drehanode verwen- 
det und sind dabei normalerweise im Inneren des Vaku- 
umgehauses der Rdntgenrdhre aufgenommen. Als Flus- 10 
sigmetall finden in der Regel Gallium-, Indium- oder 
Zinn-Legierungen Verwendung, die bereits bei Raum- 
temperatur flOssig sind. Fur ein gutes Funktionieren ei- 
nes Fliissigmetallgleitlagers ist es wesentlich, daQ die 
den Lagerspalt begrenzenden Lagerflachen gut mit dem 15 
FlQssigmetall benetzt sind. Damit besteht aber zugleich 
die Gefahr, da3 FlQssigmetall aus dem Lagerspalt aus- 
lauft. 

Im Falle eines aus der EP 0 141 476 Al bekannten 
Fliissigmetallgleitlagers fiir die Drehanode einer Ront- 20 
genrdhre ist daher eine im Betrieb an eine mit FlQssig- 
metall benetzte Lagerflache angrenzenden Flache mit 
einer Schicht aus "Titanoxid", das als Antibenetzungs- 
mittel fur das FlQssigmetall wirksam ist, versehen. Diese 
Schicht wird erzeugt, indem zunachst die zu beschich- 25 
tende Flache mit einer Losung einer geeigneten metall- 
organischen Vefbindung, z. B. Titanazetylazetonat in 
Isopropanol, versehen wird, beispielsweise durch Rol- 
len, Pinseln oder Tauchen. Wenn das Losungsmittel ver- 
dunstet, entsteht eine Schicht der metallorganischen 30 
Verbindung, die anschlieBend einer Temperaturbehand- 
lung, z. B. Ausheizen bei 300° C an Luft, unterzogen 
wird. Dabei oxidiert die Schicht der metallorganischen 
Verbindung zuni groBen Teil und es entsteht eine fest 
haftende Schicht des entsprechenden Metalloxids. 35 

Ein wesentlicher Nachteil derart erzeugter Schichten 
besteht darin, daB eine Benetzung des unter der Schicht 
liegenden Grundmaterials des Gleitlagerteils mit dem 
Flussigmetall erst bei relativ groBen Schichtdicken (ca. 
500 nm) vermieden ist, da erst ab solchen Schichtdicken 40 
eine tatsachlich "dichte" Schicht vorliegt Eine derart 
dicke Schicht kann aber nicht auf einmal erzeugt wer- 
den. Vielmehr muB die Metalloxidschicht aus vielen 
dQnnen Einzelschichten aufgebaut werden, die jeweils in 
der zuvor beschriebenen Weise durch Aufbringen der 45 
Losung der metallorganischen Verbindung, Verdun- 
stung des L6sungsmittels und Ausheizen erzeugt wer- 
den. Ein Grund dafQr, daB diese Vorgehensweise erfor- 
derlich ist, liegt darin, daB nur die Oxidation dQnner 
Schichten metailorganischer Verbindungen moglich ist 50 
Ein weiterer Grund ist, daB eine hochkonzentrierte Lo- 
sung der jeweiligen metallorganischen Verbindung 
beim Verdunsten des Ldsungsmittels keinen gleichma- 
Bigen Film bilden, sondern zur Krustenbildung neigen 
wQrde, mit der Folge einer schlechten Haftung der ent- 55 
stehenden Schicht und einer ungleichmaBigen Schicht- 
dicke. Es kdnnen also nur relativ niedrig konzentrierte 
Ltisungen verwendet werden. Es kommt hinzu, daB sich 
infolge der Notwendigkeit, die Metalloxidschicht aus 
vielen Einzelschichten aufbauen zu mQssen, die sich er- 60 
gebende Gesamtschichtdicke nur schwer steuern laBt, 
so daB es zu Toleranzproblemen bei der Dimensionie- 
rung des Lagers, insbesondere der Weite des Lagerspal- 
tes, kommen kann. 

Ein weiteres Problem stellt die Stochiometrie von 65 
nach dem beschriebenen Verfahren hergestellten Me- 
talloxidschichten dar. Da die Oxidation der metallorga- 
nischen Schichten von der Oberflache her erfolgt, ver- 



bleibt ein erheblicher Anteil der jeweiligen metallorga- 
nischen Verbindung unoxidiert in der Schicht. Dies 
macht sich dadurch bemerkbar, daB beim Gluhen der 
Lagerteile in wasserstoffhaltiger Atmosphare, dies ist 
insbesondere bei der Verwendung von Molybdan als 
Grundmaterial des Gleitlagerteiles erforderlich, eine 
Reduktion der metallorganischen Verbindung zu dem in 
ihr enthaltenen Metall und eine "Verkokung" der orga- 
nischen Reste stattfinden. Bei einem sehr hohen Anteil 
des Metalls (in metallischer Form) in der Schicht, ist 
deren antibenetzende Wirkung vor allem bei hoheren 
Temperaturen, wie sie in Rontgenrohren auftreten, auf- 
gehoben. Es kommt hinzu, daB die "verkokten" organi- 
schen Reste der metallorganischen Verbindung einen 
hohen Dampfdruck im Vakuum haben, so daB vor allem 
bei hohen Betriebstemperaturen ein insbesondere im 
Falle von RdntgenrShren schadliches Austreten von 
Gasen aus der Metalloxidschicht (sog. Ausgasen) statt- 
findet. 

Ein FlQssigmetallgleidager, das ein Gleidagerteil auf- 
weist, dessen im Betrieb mit Flussigmetall benetzte La- 
gerflache an eine Flache angrenzt, die mit einem als 
Antibenetzungsmittel fQr das FlQssigmetall wirksamen 
Material beschichtet ist, ist auch in der DE 38 42 034 Al 
beschrieben. Als Antibenetzungsmittel ist Titanoxid- 
bzw. Siliziumoxid-Carbid vorgesehen. 

Aus der DE 28 52 908 Al ist es bekannt, daB eine Me- 
talloxidschicht von Flussigmetall nur maBig benetzt 
wird, und daB es daher wenig sinnvoll ist, Lagerflachen, 
die im Betrieb eines Flussigmetallgleidagers von FlQs- 
sigmetall benetzt sein sollen, mit einem Metalloxid zu 
beschichten. 

Weiter ist es aus der EP 0 479 197 Al bekannt, die im 
Betrieb mit Flussigmetall benetzte Lagerflache eines 
Glehlagerteiles mit einer gut benetzbaren Keramik- 
schicht zu versehen, die nach einem PVD- Verfahren 
aufgebracht werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gleit- 
lagerteil der eingangs genannten Art mit einer Schicht 
eines als Antibenetzungsmittel wirksamen Materials auf 
der an die Lagerflache angrenzenden Flache so auszu- 
bilden, daB es einfach und kostengunstig herstellbar ist, 
bei bereits geringen Schichtdicken eine Benetzung des 
Grundwerkstoffes des Gleitlagerteiles mit dem FlQssig- 
metall ausgeschlossen ist, die Schicht eine gleichmaBige, 
definierte Dicke aufweist, eine gewunschte Stdchiome- 
trie des Materials der Schicht gut eingehalten werden 
kann, und die Gefahr des Ausgasens verringert ist 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gel6st durch 
ein Gleitlagerteil fQr ein FlQssigmetallgleitlager, wel- 
ches Gleitlagerteil eine im Betrieb an eine mit Flussig- 
metall benetzte Lagerflache angrenzende Flache auf- 
weist, die mit einer nach einem PVD- Verfahren (PVD •= 
Physical Vapour Deposition, d. h. physikalische Schicht- 
abscheidung unter Vakuum) aufgebrachten Schicht ei- 
nes als Antibenetzungsmittel wirksamen Materials ver- 
sehen ist Da die Schicht nach einem PVD- Verfahren 
hergestellt ist, hierzu zahlen insbesondere das Auf- 
dampfen im Hochvakuum und das sogenannte Sputtern 
(Kathodenzerstauben), weist die Schicht eine konstante 
definierte Dicke auf. AuBerdem reicht bereits eine ge- 
ringe Schichtdicke von ca. 100 nm aus, um eine Benet- 
zung des Grundmaterials des Lagerteiles mit dem Flus- 
sigmetall zu verhindern. Andererseits konnen Schicht- 
dicken bis zu ca. 1000 nm in einem Arbeitsgang erzeugt 
werden, so daB die Schicht und damit das Gleitlagerteil 
einfach und kostengQnstig hergestellt werden konnen. 
Infolge der Herstellung der Schicht nach einem PVD- 
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Verfahren lassen sich, falls die Schicht aus einer Legie- 
rung oder einer Verbindung besteht, die jeweils ge- 
wunschten stachiometrischen Verhaltnisse genau ein- 
halten. AuBerdem ist die Gefahr des "Ausgasens" der 
Schicht gering. 

Der Begriff "angrenzend" soli Qbrigens mcht so yer- 
standen werden, daB die mit dem Antibenetzungsmittel 
beschichtete Flache notwendigerweise unmittelbar an 
eine Lagerflache angrenzt Vielmehr kann zwischen bei- 
den ein Zwischenraum bzw. Abstand vorhanden sein. 

Als Antibenetzungsmittel ist gemaB einer Variante 
der Erfindung ein Metalloxid, insbesondere Aluminium- 
oxid oder Titanoxid, vorgesehen. 

Als Antibenetzungsmittel eignet sich aber auch Koh- 
lenstoff, insbesondere wenn er zumindest vor der Be- 
schichtung als Glaskohlenstoff vorliegt Glaskohlenstoff 
ist unter der Bezeichnung "Sigradur" kommerziell er- 
hahlich. Bereits bei sehr geringen Schichtdicken (< 
80 nm) sind die Schichten bereits so kompakt und un- 
durchlassig, daB eine Benetzung des Grundwerkstoffes 
des Gleitlagerteiles ausgeschlossen ist. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den bei- 
geftigten Zeichnungen dargestellt Es zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine Drehanoden- 
rontgenrohre mit einem aus erfindungsgemaBen Gleit- 
lagerteilen zusammengesetzten Fiassigmetallgleitlager 
fur die Drehanode in teilweise geschnittener Darstei- 
lung, und 

Fig. 2 und 3 in vergrbBerter Darsteilung die Einzel- 
heiten II und III gemaB Fig. 1. 

In der Fig. 1 ist eine Drehanoden-Rdntgenrohre dar- 
gestellt, die eine Drehanode 1 aufweist, die in einem 
Vakuumkoiben 2 untergebracht ist Der Vakuumkolben 
2 enthalt aufierdem noch in an sich bekannter Weise 
eine Kathode 3, die in einem Kathodenbecher 4 eine in 
Fig. 1 nicht sichtbare Gliihwendel enthalt. 

Die Drehanode 1 weist einen Anodenteller 5 auf, der 
an dem einen Ende einer Lagerungswelle 6 fest ange- 
bracht ist Urn die drehbare Lagerung der Drehanode 1 
zu gew&hrleisten, ist ein insgesamt mit 7 bezeichnetes 
Fliissigmetallgleitiager vorgesehen, das aus mehreren 
Gleitlagerteilen zusammengesetzt ist, von denen eines 
die Lagerungswelle 6 ist Als weitere Gleitlagerteile sind 
ein Rohrteil 8, ein Boden 9 und ein Deckel 10 vorgese- 
hen. 

Das Rohrteil 8, der Boden 9 und der mit einer Boh- 
rung versehene Deckel 10 sind derart miteinander ver- 
schraubt (es sind nur die Mittellinien einiger Schrauben 
dargestellt), daB das verdickte Ende der sich durch die 
Bohrung des Deckels 10 erstreckenden Lagerungswelle 
6 in der Bohrung des Rohrteiles 8 aufgenommen ist 
Dabei bilden die plane Innenseite des Bodens 10, die 
hohlzylindrische Bohrungswandung des Rohrteiles 8 
und die kreisringfSrmige plane Innenseite des Deckels 
10 erste Lagerungsflachen 11, 12 und 13. Die am ande- 
ren Ende der Lagerungswelle 6 vorgesehene plane 
kreisformige Stirnflache, die zylindrische Mantelflache 
des verdickten Ansatzes der Lagerungswelle 6 und die 
kreisringformige ebene Stirnflache des zu dem verdick- 
ten Ansatz uberleitenden Absatzes der Lagerungswelle 
6 bilden zweite Lagerungsflachen 14, 15 und 16. 

Zwischen den Lagerflachen 11 bis 13 einerseits und 
den Lagerflachen 14 bis 16 andererseits befindet sich ein 
in Fig. 1 nicht sichtbarer, mit Flussigmetall gefOllter La- 
gerspalt 

Urn die Drehanode 1 in Rotation versetzen zu kon- 
nen, ist ein Elektromotor vorgesehen, der als Rotor 17 
ein aus einem elektrisch leitenden Werkstoff gebildetes 
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topffflrmiges Bauteil aufweist, das das mit dem Deckel 
10 versehene Ende des Rohrteiles 8 ubergreift Der 
schematisch angedeutete Stator 18 ist im Bereich des 
Rotors 17 auf die AuBenwand des Vakuumkolbens auf- 
5 gesetzt und bildet mit dem Rotor 17 einen elektrischen 
KurzschluBlaufermotor, der bei Versorgung mit dem 
entsprechenden Strom die Drehanode 1 rotieren laBt. 

Die Gleitlagerteile, also die Lagerungswelle 6, das 
Rohrteil 8, der Boden 9 und der Deckel 10 sind aus 

io einem Material der Gruppe Molybdan, Wolfram, Tantal, 
Rhenium, einer wenigstens eines dieser Metalle enthal- 
tenden Legierung, Edelstaht, ICeramik gebildet Vor- 
zugsweise sind die Gleitlagerteile aus Molybdan oder 
einer molybdanhaltigen Legierung gebildet, und zwar 

15 im Hinblick auf die Vakuumtauglichkeit dieser Materia- 
lien (Grundwerkstoffe). 

Alle Fiachen 21 und 22 bzw. 23 und 24 der Gleitlager- 
teile 8, 9 und 10, die sich ansonsten direkt beruhren 
wurden, sind mit einer Schicht 28 und 29 bzw. 30 und 31 

20 eines als Antibenetzungsmittel fur das Flussigmetall 20 
wirksamen Materials versehen. Es wird so vermieden, 
daB Flussigmetall 20 durch die zwischen den Gleitlager- 
teilen 8, 9 und 10 im Bereich ihrer Fiachen 21 bis 24 
vorhandene Kapillarspalte austritt. Unter Umstanden 

25 geniigt es auch in in Fig. 2. nicht dargestellter Weise, nur 
jeweils eine der Fiachen 21 oder 22 bzw. 23 oder 24 mit 
einer Schicht eines als Antibenetzungsmittel fur das 
Flussigmetall 20 wirksamen Materials zu versehen. 
Urn den Austritt von Flussigmetall 20 aus dem Lager- 

30 spalt zu erschweren, sind die an die im Betrieb des Flxis- 
sigmetallgleitlagers 7 mit Flussigmetall 20 benetzten La- 
gerflachen 13 und 16 angrenzenden Fiachen 25 und 26 
des Deckels 10 und der Lagerungswelle 6 jeweils mit 
einer Schicht 32 bzw. 33 eines als Antibenetzungsmittel 

35 fur das Flussigmetall 20 wirksamen Materials versehen. 
Es ist dann in der aus der Fig. 3 ersichtlichen Weise 
ein Austreten des Fliissigmetalls 20 aus dem Lagerspalt 
und ein Eintreten in den zwischen den Fiachen 25 und 26 
befindlichen Spalt 27 erschwert, da das Flussigmetall 20 

40 die Schichten 32 und 33 nicht benetzen kann. 

Als Material fur die Schichten 28 bis 33 ist ein Metall- 
oxid oder Kohlenstoff vorgesehen. 

Wenn wie im vorliegenden Fall die Gleitlagerteile aus 
Molybdan bestehen, eignet sich als Material fur die 

4 5 Schichten 28 bis 33 insbesondere Aluminiumoxid 
(AI2O3). Bei Verwendung dieses Materials werden die 
Schichten 28 bis 33 dadurch erzeugt, daB im Hochvaku- 
um (Restgasdruck ca. 2 • 10" 5 mbar) Aluminiumoxid- 
Granulat in einem Kohlenstofftiegel mit einer Elektro- 

50 nenstrahlquelle eingeschmolzen und zum Verdampfen 
gebracht wird Die korrekte Stochiometrie der auf den 
Fiachen 21 bis 26 entstehenden Schichten wird dadurch 
gewahrleistet, daB eine Wachstumsrate der Schichtdik- 
ke in der GrSBenordnung von l,0nm/s eingehalten 

55 wird. Bei geringeren Raten des Schichtdickenwachs- 
tums tritt eine Disproportionierung ein, durch die neben 
dem an sich gewiinschten Aluminiumoxid auch metalli- 
sches Aluminium entsteht, das sich von Flussigmetall 
benetzen laBt und sich in Flussigmetall lost Eventuell 

60 vorhandenes metallisches Aluminium kann durch Aus- 
heizen der Schichten 28 bis 33 bei einer Temperatur von 
ca. 400° C in einer sauerstoffhaltigen Atmosphare oxi- 
diert werden. Die Bildung metallischen Aluminiums 
kann von Anfang an vermieden werden, indem beim 

65 Sputtern Sauerstoff als Reaktivgas eingesetzt wird 
(Druck ca. 1 • 10~ 4 mbar). Die fur eine korrekte Std- 
chiometrie erforderliche Rate des Schichtdickenwachs- 
tums kann in an sich bekannter Weise durch Regelung 
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der Rate des Schichtdickenwachstums unter Zuhilfe- 
nahme eines der Messung der Schichtdicke dienenden 
Schwingquarzes gewahrleistet werden. Zur Vorberei- 
tung auf die Beschichtung sollten die zu beschichtenden 
Oberflachen im Hochvakuum oder in wasserstoffhalti- 5 
ger Atmosphare ausgeheizt werden. 

Die erforderliche Mindestdicke der Schichten 28 bis 
33 liegt bei 100 nm, da sich ab dieser Schichtdicke eine 
zusammenhangende Aluminiumoxidschicht bildet. Bis 
zur Schichtdicke in der GroBenordnung von 1000 nm 10 
haften die Aluminiumoxidschichten sehr gut auf Molyb- 
danflachen, wenn diese zuvor in der beschriebenen Wei- 
se vorbereitet wurden. Die Schichten sind in einem ein- 
zigen Arbeitsgang bzw. Beschichtungsvorgang herge- 
stellt, da auf diese Weise Schichtdicken bis ca. 1000 nm 15 
erzeugt werden konnen. 

Da die Bedampfung mit Aluminiumoxid bei einem 
geringen Restgasdruck erfolgt, enthalten die Schichten 
28 bis 33 praktisch keine gasformigen Verunreinigun- 
gen, die bei hoheren Betriebstemperaturen ausgasen 20 
konnten. 

Es besteht ubrigens auch die Moglichkeit, die Dicken 
der Schichten 28 bis 33 unter Berucksichtigung der Her- 
stellungstoleranzen der entsprechenden Gleitlagerteile 
derart zu wahlen, daB sich fur den Betrieb des Flussig- 25 
metallgleitlagers 7 besonders vorteilhafte Spaltweiten 
zwischen den Lagerflachen 11 und 14, 13 und 16 sowie 
den Flachen 25 und 26 ergeben. 

Im einzelnen kann bei den oben genannten Schicht- 
dickenbereichen' der Durchmesser der Flachen 25 und 30 
26 um 1,8 urn variiert werden. Der Abstand der Lage- 
rungsflachen 11 und 14 bzw. 13 und 16 voneinander, 
kann jeweils um 1,8 jim variiert werden. 

Wenn als Material fur die Schichten 28 bis 33 Kohlen- 
stoff Verwendurig findet, sollte er zumindest vor der 35 
Beschichtung als Glaskohlenstoff (Sigradur) vorliegen. 
Er wird im Hochvakuum durch Verdampfen mittels ei- 
ner Elektronenstrahlquelle auf die Flachen 21 und 26 
aufgebracht. Die so erhaltenen Schichten 28 bis 33 sind 
bereits bei sehr geringen Schichtdicken ( < 80 nm) so 40 
kompakt und undurchlassig, daB eine Benetzung des 
Grundwerkstoffes des Deckels 10 ausgeschlossen ist 
Mittels Masken werden die Durchmesser bzw. Abstan- 
de zwischen den einzelnen Schichten 28 bis 33 vorgege- 
ben. 45 

Die Lagerflachen 1 1 bis 16 konnen Obrigens in an sich 
bekannter, in den Figuren nicht dargestellter Weise mit 
insbesondere spiralfdrmigen Nuten versehen sein, die 
dazu dienen, das Flussigmetall 20 am Austreten aus dem 
Lagerspalt zu hindern. 50 

Im Falle des beschriebenen Ausftihrungsbeispiels 
grenzen die Lagerflachen 11 bis 16 jeweils unmittelbar 
an wenigstens eine andere Lagerflache an (z. B. grenzt 
die Lagerflache 15 unmittelbar an die Lagerflachen 14 
und 16 an) bzw. die Flachen 25 und 26 jeweils unmittel- 55 
bar an eine Lagerflache (namlich die Lagerflachen 13 
bzw. 16) an. Dies muB nicht notwendigerweise so sein. 
Es konnen vielmehr auch Zwischenraume bzw. Abstan- 
de vorhanden sein. 

Das Rohrteil 8 kann in nicht dargestellter weise aus 60 
mehreren Rohrabschnitten zusammengesetzt sein, wo- 
bei wenigstens eine der sich ansonsten direkt beruhren- 
den Flachen zweier benachbarter Rohrabschnitte mit 
einer Schicht eines als Antibenetzungsmittel fiir das 
Flussigmetall wirksamen Materials versehen ist. 65 



Patentanspriiche 

1. Gleitlagerteil (6, 8, 9, 10) fur ein Fliissigmetall- 
gleitlager (7), welches Gleitlagerteil (6, 8, 9, 10) eine 
im Betrieb an eine mit Flussigmetall (20) benetzte 
Lagerflache (11 bis 16) angrenzende Flache (21 bis 
26) aufweist, die mit einer nach einem PVD-Verfah- 
ren aufgebrachten Schicht (28 bis 33) eines als Anti- 
benetzungsmittel fur das Flussigmetall (20) wirksa- 
men Materials versehen ist. 

2. Gleitlagerteil nach Anspruch 1, bei dem die 
Schicht (28 bis 33) des als Antibenetzungsmittel 
wirksamen Materials in einem einzigen Beschich- 
tungsvorgang auf die Flache (21 bis 26) aufgebracht 

ist 

3. Gleitlagerteil nach Anspruch 1 oder 2, bei dem als 
als Antibenetzungsmittel wirksames Material ein 
Metalloxid vorgesehen ist. 

4. Gleitlagerteil nach Anspruch 3, bei dem als Me- 
talloxid Aluminiumoxid (AI2O3) oder Titanoxid 
(T1O2) vorgesehen ist 

5. Gleitlagerteil nach Anspruch 1 oder 2, bei dem als 
als Antibenetzungsmittel wirksames Material Koh- 
lenstoff vorgesehen ist 

6. Gleitlagerteil nach Anspruch 5, bei dem der Koh- 
lenstoff zumindest vor der Beschichtung als Glas- 
kohlenstoff vorliegt 

7. Drehanoden-Rontgenrohre mit einem zur Lage- 
rung der Drehanode (1) vorgesehenen Flussigme- 
tallgleitlager (7), welches wenigstens ein Gleitlager- 
teil (6, 8, 9, 10) nach einem der Anspruche 1 bis 6 
enthalt 

8. Verwendung eines Gleitlagerteiles (6, 8, 9, 10) 
nach einem der AnsprUche 1 bis 6 in einem Flussig- 
metallgleitlager (7) zur Lagerung der Drehanode 
(1) einer Drehanoden-R6ntgenr6hre. 
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Abstract: 

DE 19523162 A 

The slide bearing part has a face (23 to 26) which adjoins a bearing face (12, 13, 15, 16) which is 
wetted by the liquid metal (20) in operation. The face is provided with a layer (31 to 33) of a 
material by a PVD-process, which acts as an anti-wetting medium for the liquid metal. 

In one embodiment the layer of the material which acts as an anti -wetting medium is formed on the 
face in a single coating operation. In another embodiment the material is a metal oxide. This may be 
aluminium oxide or titanium oxide. 

ADVANTAGE - Is simple and economical to manufacture. 
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